
平成29年度 被災県等中小企業ビジネス革新支援事業 

｢サンスター・オープンイノベーション・ 

チャレンジ｣技術ニーズ説明会 

  東京都中小企業振興公社では大手企業研究開発部門とのマッチング支援の一環として、標記の
技術ニーズ説明会を開催します。 
今回は、オーラルケア分野で第一線の企業であるサンスターが、新たな商品開発に活用できる技
術・ノウハウを広く募集します。 
サンスターが求める技術ニーズに対し、技術提案ができる可能性・意欲をお持ちの企業、大学、研
究所等の方は、この機会に、ぜひご参加ください。 
  参加をご希望される方は、別紙参加申込書に必要事項を記入の上、平成29年10月9日（月）まで
に公社ＨＰ又はFAX（03-3251-7888）にてお申し込みください。 

13：30～16：30 
御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンターRoom B  

募集対象機関について 

サンスターが求める以下のオーラルケア、ＩＴ・ＩｏＴ、材料加工、生産財分野の技術ニーズに対し、
技術提案ができる可能性をお持ちの企業、大学、研究所等 
※サンスター社の同業他社、広告代理店、出版社等のメディア関連企業、コンサルティング会社のご参加は、お
断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください（事務局より連絡させていただきます）。 

 
【サンスターが求める技術分野】 

説明会から個別面談までの流れ 

技術ニーズ 
説明会 

【提案】 

応募 

エントリー 
〆切り 

「選考」 

サンスター 
社内評価 

個別面談 

10/16 11/20 
来年1月 
(予定） 

申込・問合せ先：（公財）東京都中小企業振興公社  取引振興課   菊池・岡田 
〒101-0025  東京都千代田区神田佐久間町1-9   TEL:03-3251-7883 

http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1707/0014.html 

参加費
無料 

【オーラルケア分野】 
・製剤     ・剤形技術   ・歯周病予防  
・審美    ・抗菌剤・殺菌剤       ・むし歯予防    
・防腐技術 ・検査､診断技術 等 
・その他、オーラルケア分野で展開可能性のある 
 ユニークな素材や技術など 

【ＩＴ・ＩｏＴ分野】 
・エネルギーハーベスティング技術   
・その他、Ｇ・Ｕ・Ｍ ＰＬＡＹ（https://www.gumplay.jp/）に 
 応用可能で展開可能性のあるIT・IoT分野の技術など 
 

※技術ニーズの詳細については、当日説明いたします。 

【材料加工分野】 
・成形品へのユニークな加飾・2次加工技術    
・患部に薬剤を注入する容器・成形品 等 

【生産財分野】 
・高機能性樹脂 ・架橋剤 ・密着剤 ・忌避剤 等 
・薄膜高密度電子基板 ・防水電子基板 ・水中使用可能ベアリング 
・フィルム加工機インテグレーション技術 ・気流制御技術（低消費電力小型） 
・金属薄板加工技術 ・高粘度ペースト微分散技術 ・高粘度精密ろ過 



開催日時 平成29年10月16日（月）   13:30～16：30 （予定）  

開催場所 御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター Room B 

内容 Ⅰ「サンスター・オープンイノベーション・チャレンジ」技術ニーズ説明会 

        ①サンスターの企業概要説明 

        ②サンスターの技術ニーズ説明 

        ③提案（応募）方法についての説明 

        ④質疑応答 

Ⅱ  名刺交換会 

講師及び説明者（予定） サンスターグループ オーラルケアカンパニー 研究開発部 櫻井 晋也 氏 

参加にあたっての注意
事項 

・詳細なニーズについては、本説明会のご参加者様のみお聞きいただけます。 
・会場内では発表スライドの写真撮影、ビデオ撮影、録音を禁止します。 
・指定の提案フォームは、本説明会終了後、お申込み時にご登録いただきましたメールア 
 ドレス宛に事務局からお送りいたします。 
・提案は全てサンスター社で評価し、面談の可否を決定します。その為、公社より落選理由 
 等をお伝えすることはできません。予めご了承ください。 
・社内検討通過後の面談日は、サンスター社より連絡します（2017年12月予定）。 
・サンスター社との面談は、大阪府高槻市の本社にて行いますので予めご了承ください。 

参加申込書 
（切り離さずこのままＦＡＸ送信してください）      

申込先：（公財）東京都中小企業振興公社 取引振興課 

ＦＡＸ：03-3251-7888 

企  業   名 

業   種 

連絡担当者名 

電 話 番 号 F A X 番号 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

参加者氏名                               

所属・役職 

JR・中央・総武線 「御茶ノ水駅」徒歩1分 
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」B2出口直結 
都営新宿線「小川町駅」B3出口から徒歩6分 

【会場案内図】 

※受講票の発行は行いませんので当日会場までお越しください。お断りする場合のみ事務局よりご連絡させていただきます。 

＜利用目的＞ 
1.当該事業の申込受付・運営管理・統計分析等のために公社及びサンスター社が使用します。 
2.各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。 
 ※上記２を希望されない方は、当該事業担当者までご連絡ください。 
第三者への提供 →以下により行政機関へ提供する場合があります。 
目的1：当公社からの行政機関への事業報告 
目的2：行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等 
項目：氏名、連絡先等、当該事業参加申込書記載の内容  
手段：電子データ、プリントアウトした用紙 
※目的2を希望されない方は、当該事業担当者までご連絡ください。 
※上記「個人情報の保護に関する要綱」は、公社ホームページ（http://www.tokyo-kosha.or.jp）
より閲覧及びダウンロードすることができますので併せてご参照ください。 

＝申込者情報のお取り扱いについて＝ 
・ご提供いただいた情報は、東京都に提供される場合があります。 
・ご提供いただいた個人情報は「東京都個人情報の保護に関する条例」（平成２年１２月２１日
条例第１１３号）及び「個人情報の保護に関する要綱」（公益財団法人東京都中小企業振興公

社：平成５年４月１日公社要綱第２８号）に基づき適切に管理します。 
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